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민법전: 지재권 징벌성 배상 새로 추가, 법률 적용 의거 제공 

 

7 월 31 일 민법전 및 시행 관련 상황에 대한 브리핑에서 중국 법학회 부회장, 학술위원회 위원 

Liming WANG은 다음과 같이 소개하였다. 이번 민법전은 권리침해 책임편의 1185항에서 징벌성 배

상을 새로 추가하였으며 이는 권리침해 책임편의 중요한 포인트이다. 

우선, 지식재산권에 대한 보호를 더욱 강화하고, 오랫동안 실무중에서 존재하고 있는 지식재산권 

침해의 위법대가가 낮고 집행비용이 높은 문제를 해결하였다. 민법전의 권리침해 책임편에서는 특별

히 징벌성 배상을 추가하였다. 징벌성 배상의 중요한 특징은 실제 손해액을 초과하는 고액 배상을 

통하여 행위자가 진정으로 비교적 높은 비용과 대가를 배상함으로써 이러한 침해행위를 억제하는 

작용을 이르킬 수 있다. 

다음으로, 지식재산권 보호 규칙을 통일시켰다. 상표법에서는 징벌성 배상문제를 규정하였지만 저

자권과 특허권 침해에 대한 징벌성 배상문제는 아직 규정하지 않았으며 현재 작성한 관련 초안에서

의 징벌성 배상 구성 요건도 완전히 일치하지 않다. 때문에 민법전에서 징벌성 배상 조항을 규정한 

것은 사실상 전체 지식재산권 입법에서의 징벌성 배상 관련 규칙을 통일시키는데 있어서도 매우 중

요하다. 

마지막으로, 앞으로 나타날 수 있는 지식재산권 침해 유형, 특히 앞으로 특허법, 상표법 등 이런 

법률이 해결할 수 없는 지식재산권 침해 유형에 법률 적용 의거를 제공하였다. 법률 적용 의거를 찾



을 수 없지만 불법 행위자에게 징벌성 배상 처벌을 가하여야 할 경우, 민법전 징벌성 배상 규칙을 

통하여 포괄적이고 원칙적인 적용 의거를 제공할 수 있다. 

 

집행 표준 통일! 국가지재권 3 개 가이드 수정 및 발행 

 

중국공산당 중앙 위원회 및 국무원의 지식재산권 보호 관련 정책 결정 배치를 깊이있게 관철 및 

실시하고, 특허 집행 지도 업무를 강화하고, 집행 표준을 통일시키며 특허권 보호를 강화하기 위하

여 일전에 국가지식재산권국에서는 <특허분쟁 행정 조정 사건처리 가이드>, <위조 특허행위 조사처

리 및 특허 표식 표기 불규범 사건처리 가이드>, <특허 행정 보호 재심의와 응소 가이드>를 수정하

고 발행하였다. 

최근 몇년간, 국가지식재산권국에서는 특허 행정 보호 규범화 건설을 크게 추진하였으며 <특허 

침해 판정 및 위조 특허 행위 인정 가이드(시행)>, <특허 행정 집행 조작 가이드(시행)>, <특허 침해 

행위 인정 가이드(시행)>, <특허 행정 집행 증거 규칙(시행)>, <특허분쟁 행정 조정 가이드(시행)>, <

특허 집행 행정 재심의 가이드(시행)>, <특허 집행 행정 응소 가이드(시행)>, <특허 표식 표기 불규

범 사건처리 가이드(시행)> 등 일련의 사건처리 규범성 서류를 잇따라 제정하였으며 집행 업무를 유

효하게 규범화하였고 사건처리 수준을 전면적으로 제고하였다. 

2018 년 중앙에서는 상표 및 특허 집행 업무에 대한 지도를 국가지식재산권국에서책임진다고 명

확히 하였다. 구체적으로는 상표 및 특허 집행의 검증, 판정 및 기타 관련 표준에 대한 제정이 포함

된다. 이번 가이드의 수정은 기관 개혁의 요구를 실시하고 지식재산권 집행 업무 지도의 현실 수요

를 강화하는 것이며 <지식재산권 보호 강화 관련 의견>을 실시하는 구체적인 조치이다. 이 3 개 가

이드는 이미 존재하는 특허 집행 시리즈 서류에 대하여 적시에 총괄, 통합, 수정하였고 집행 및 사

건처리 부서가 실무중 복제 및 보급이 가능한 경험에 대하여 총결, 제고하였으며 특허분쟁 행정 조

정 사건처리, 위조 특허행위 조사처리 및 특허 표식 표기 불규범 사건처리, 특허 행정 보호 재심의

와 응소 3 가지 방면으로부터 집행 및 사건처리 부서의 특허 행정 집행 보호 업무를 더욱 잘 지도하

고 규범화하였다. 이 3 개의 가이드에는 모두 본문과 관련 문서 양식이 포함되며 총 22 여만자에 달

한다. 

다음 단계는 국가지식재산권국이 상표 및 특허 집행 업무 지도를 더욱 강화할 것이고 표준 제정, 

사건 지도, 행정 답변, 교육 전개 등 일련의 업무를 통하여 업무 지도 시스템을 부단히 개선하고 집

행 보호 수준을 제고시키고 지식재산권 보호력을 강화하며 양호한 영업환경을 조성할 것이다. 



2020 상반기 중국 기업 발명특허 등록 순위 

 

등록공고일로부터 보면 2020 년 상반기 국가지식재산권국에서 공고한 발명특허 등록량(홍콩, 마카

오, 대만 포함하지 않음)은 217222 건이며 그중 중국 출원인은 81.04%에 달한다. 

100위에 진입한 중국 기업의 발명특허 등록량으로부터 보면 1000건 이상의 중국 기업은 11개이

고 그중 화웨이는 3505건의 특허로 1위, 스테이트 그리드는 2510건의 특허로 2위, OPPO는 2004

건의 특허로 3 위를 차지하였다. 

 

순위 기업(약칭) 

2020 년 상반기 공고한 발명

특허 등록량/건 

1 화웨이 3005 

2 스테이트 그리드 2510 

3 OPPO 2004 

4 BOE 1514 

5 Sinopec Group 137 

6 Midea 1295 

7 Tencent 1274 

8 China National Petroleum 1240 

9 ZTE 1214 

10 TCL 1169 

11 알리바바(알리페이 포함) 1058 

12 Gree 972 

13 VIVO 838 

14 하이얼 스마트홈 746 

15 중국중차 675 

16 레노버 608 

17 쇼미 588 

18 남방전력망공사 568 



19 차이나 모바일 546 

20 인스퍼 503 

 

2020년 상반기 중국기업 발명특허 등록 순위(TOP20) 

 

출원인 성시(省市) 분포 

국적이 중국인 출원인의 중국성시 분포 상황을 분석한 결과, 2020 년 상반기 중화인민공화국 국가

지식재산권국에서 공고한 등록된 발명특허는 중국 34 개 성급 행정구에 모두 분포되어 있는 것을 발

견하였다. 그중 광둥성은 1 위(29620 건), 베이징시는 2 위(25848 건), 장쑤성은 3 위(17667 건)를 차

지하였다. 

 

기술 구성 분포 

2020 년 상반기 중화인민공화국 국가지식재산권국에서 공고한 등록된 발명특허를 통계한 후 IPC

분류(큰 분류)로부터 보면 기술 구성은 주로 G06(계산, 추산, 카운트), H04(전기통신기술), G01(측량, 

테스트), H01(기본전기부품), A61(의학 또는 수의학, 위생학) 등 여러개 큰 분류에 집중되어 있다. 

 

허성국  (한국고객총괄팀장/ Partner / Patent attorney) /  

한영옥  (Senior partner, Senior Consultant of Business Development )  

Beijing Sanyou IP Group 

 

추신 : 본 메일은 뉴스레터 발신전용이므로 문의나 지시사항은 sanyou@sanyouip.com 으로 보내 

주시면 고맙겠습니다. 


